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環境低負荷型のめっき浴 

共同研究相手の共栄メタル株式会社で製造に成功した、安定な亜硫酸金試薬を元に金めっき浴

の作製を試み、非シアン浴からの金めっきが可能となりました。 

本技術の内容・特徴 

 

 

      

模擬的に作製しためっき浴が半年以上放置しても    機能性部品へめっきした結果 

分解しませんでした。                従来の皮膜と同等の物性です。 
 

従来技術に比べての優位性 

➊ 

➋ 

シアンを用いないので作業が安全 

非シアン浴なので基板用レジストへは低影

響 

予想される効果・応用分野 

➊ 

➋ 

❸ 

ノーシアンなので安全な作業環境 

得られる皮膜物性は従来と同等 

電子部品用の基板への適用が可能 

 

 

提供できる支援方法 

 共同研究 
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